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Urzgdzenie do zatezania odciekow pofiltracyjnych,
zwlaszcza w cukrowniach, w szczegolnosci przy odcukrzaniu melasu

.
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Dziedzina techniki. Wynalazek dotyczy urzadzed de
zatezania odcinkéw pof:ltracyjnych, zwlaszcza w cukro-
wniach, w szczegélnosci przy odcukrzania melasu.

Stan techniki! W procesie odcukrzania melasu, jaki
prowadzi si¢ w cukrowniach, otrzymywane s3 réwniez
rozcieficzone odcieki pofiltracyjne. Odcieki te, po ich
zatezeniu, wykorzystywane s3 nast¢pnie do produkeji
spirytusu lub jako wartosciowe dodatki do .pasz. Znane
jest zateZzemie tych odcieké6w przez odparowywanie znacz-
nej czedci zawartej w nich wody w réZnego typu znanych
urzadzeniach wyparnych o dzialaniu ciaglym, wypesazo-
nych najczedciej w przeponowe ogrzewacze cyrkulujgcego
w nich roztworu.

. W szczegbinosci znane jest zatezanie odciekéw w pio-
nowych aparatach wyparnyh majgcych postaé pionowej,
cylindrycznej komory, w ktérej dolnej czeéci umieszezo-
nych jest szereg rur do ktérych doprowadzana jest gorgca
para wodna, ogrzéwajgca przeponowo doprowadzany do
. dolnej czedci aparatu zageszczany czynnik. Wada tych
znanych aparatéw wypornych jest to, Ze mie zapewniajg
one wystarczdjgco dokladnego wydzielenia 2 zatezanego
roztworn powstajacych w procesie zatg¢Zania opardw.
Pewna, stosunkowo zmaczna ezedé tych opardw, pozestaje
nadal w zat¢zanym roztworze, powodujac — po skroplenit
— niekorzystne podwyzszenie temperarury tego roztworu
jeszcze przed jego powrotem do podgrzewacza przepono-
wego. W rezultacie wydajno§é cieplna podgrzewacza — 2
wiee i wydajnodc¢ calego urzadzenia wyparnego — ulega
zhacznenma zmmiejszemiu, na skutek zmmiejszenia si¢

-éredniej réinicy temperatur pomiedzy cyrkulwjscym roz-
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tworem i czynnmikienm grzejnym. Ponadto doj$¢ moze do
niepozadanego rozpoczecia wrzenia zat¢gzonego roztworu
jeszcze wewnatrz rur podgrzewacza, z czym zwiqzane jest
zwykle intensywne zarastanie osadem powierzehni tych'
rur, prowadzace do dalszego zmniejszenia wydajnosci
cieplnej podgrzewacza. )

Zadaniem wynalazku jest skonstruewanie urzadzenia do

zat¢zania czynnika przez odparowanie, a w szczegélnosci

do zat¢zania przez odparowanie odcinkéw pofiltracyjnych, -
pozbawionego wad znanyeh urzadzen, a w szezegélnosci
pozwalajacego ng zminimalizowanie pozostajacych w za-
tezanym czynnika eparéw. '
Istots wynalazku. Postawiony cel osigga si¢ przez
oddzielenie podgrzewacza zatezanego roztworu od wilaiciwej
kolumny wyparnej, co znane jest z wezesniejszych rozwiazan
aparatow wyparnych oraz przez szczegélne uksztaltowanie,
zgodnie z wynalazkiem samej kolumny wyparnej droga

~ wyodrgbnienia w jej dolnej czesci, za pomocy odpowiedniej

cylindrycznej przegrody centralnej, cylindrycznej strefy
wznoszenia podgrzanego roztworu i otaczajacej ja pierscie-
niowej strefy opadania.

Zgodnie z wynalazkiem kolummna wyparna sklada sig
z cylindrycznej czedci gornej i réwniez cylindrycanej czedei
dolnej o mmiejszej drednicy wspélosiowe] 2 ezgscig géma
oraz z-umiészczoncgo wspolosiows wewngtrz czgéci dolnej
cylindrycziiego kamalu cyrkulacyjnego. Dolfta czgéé cylin-
drycznego kanalu cyrkuldcyjnego jest polaczona za pomocy
odpowiedniego rurocisgu z zabudowanym poza keolumng
wyparng przeponowym podgrzewaczem ziteanego roz~
tworu. W najnilszej czedel kolumny wyparmej za1ajduje sie
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wlot rurociagu po)aczonego z pompa recyrkulacyjna,
doprowadzajaca cze$¢ zatezanego roztworu do podgrzewacza

przeponowego. Roéwniez w dolnej czesci kolumny wyparnej

znajduje si¢ wlot rurociagu, odprowadzajacego z kolumny
zat¢zony roztwor. .

W najwyzszym pinkcie kolumny wyparnej wedlug
wynalazku znajduje si¢ wlot rurociagu odprowadzajacego
na zewngtrz kolumny opary, wytwarzane podczas zat¢zania.
Rurociag, odprowadzajacy z dolnej czeéci kolumny roztwdr
zatezany poprzez pompg recyrkulacyjna do podgrzewacza
przeponowego polaczony jest przy tym z rurociag.em,
doprowadzajacym do urzadzenia rozciericzony czynnik,

przeznaczony do zat¢Zemia. Dzigki takiemu rozwiazaniu

kolumny wyparnej poddawany zatg¢zaniu czynn'k, opusz-
czajacy przeponawy podgrzewacz trafia do dolnej czgdci
cylindrycznej centralnej strefy kolumny i unosi si¢ w tej
- strefie do gory, osiagajac ponad goérng krawedzig cylin-
drycznej przegrody, wydzielajacej cylindryczng czesé
srodkowa kolumny, stref¢ oddzielania oparéw; podczas
wznoszenia si¢ w zat¢zanym roztworze rozpoczyna si¢
proces wrzenia. Oddzielone w procesie wrzen‘a opary
zostaja oddzielone od zatezanego czynnika w strefie wy-
dzielania si¢ oparéw, tworzacej si¢ w gornej czesci kolumny
wyparnej i odprowadzone na zewnatrz kolumny. Uwolnio-
ny od oparéw roztwér poprzez korzystnie pier§cieniowa
strefe opadania, utworzony miedzy” éciankami kolumny
a wspomniana przegrod¢ pionows, powraca do dolnej
czeéci kolumny. . ) .

Znaczna réznica ciénien hydrostatycznych, wytwarza-
nych przez shup roztworu w strefie wznoszenia i w strefie
opadania powoduja intensywns, swobodna cyrkulacje
zatezanego roztworu wokol pionowej przegrody, oddziela-
jacej strefy wznoszenia i opadania roztworu wewnatrz
kolumny. Niewielka czeéé cyrkulujacego wewnatrz kolumny

roztworu jest odbierana z dolnej czgéci jej strefy opadania )

i kierowana poprzez pompg recyrkulacyjng do zewngtrznego
przeponowego podgrzewacza roztworu, a nastgpnie za-
wracana -do dolnej czgéci strefy wznoszenia kolumny.

* Dzigki takiemu rozwigzaniu stosunek masy -pary pow-

stajacej w strefie wznoszenia do masy roztworu, z ktérego-

para ta jést uwalniana, jest wielokrotnie nizszy, niz w zna-
nych urrzadzeniach tego rodzaju. W efekcie powracajacy
.w dél kolumny czynnik zat¢zany. zawiera bardzo tylko
nieznaczng (procentowo) ilo$¢ nieoddzielonych oparéw,
co zapobiega niekorzystnemu podwyZszeniu jego tempera-

tury, a wigc i wszystkim wynikajacym stad, a opisanych -

w stanie techniki, niedogodnosciom. Cze$é odparowywanego
roztworu w  iloSci okre§lonej bilansem materialowym
odprowadzana jest, jako roztwér juz zageszczony, na
zewnatrz kolumny, najkorzystniej ze strefy opadania roz-
tworu, wyodrebnionej wewnatrz kolumny.

Objasnienie rysunkéw wynalazku. Przedmiot wy-
“nalazku w przykiadzie wykonania pokazany jest na zalg-
czonym rysunku, na ktérym przedstawiono schemat urzg-
dzenia wedlug wynalazku ze schematycznym przekrojem
pionowym kolumny wyparnej.

Objasénienie przykladu wykonania wynalazku. Pod-
stawowym, elementem urzadzenia wedlug wynalazku jest
pionowa kolumna 1, skladajaca si¢ z cylindrycznej czesdci
gornej 2 oraz réwniez cylindrycznej cze¢sci dolnej 3, wspol-
osiowej z czeécia gorny 2 i posiadajacej $rednice mniejsza
od érednicy goérnej czesci 2. Wewnatrz czeSci dolnej 3
znajduje si¢ cylindryczna, wspdlosiowa z czeécia dolng 3
cylindryczna przegroda 4. Przegroda 4 wyodrebnia we
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wnetrzu kolumny 1 cylindryczna strefé wznoszenia A
zageészczanego czynnika, zawarta we wngtrzu przegrody 4
oraz piercieniowa strefe opadania D, zawarta we wnetrzu
kolumny miedzy écianami jej dolnej czeéci 3 a cylindryczna
przegroda 4. P\onadto wewnatrz gornej, rozszerzonej
czegéci 2 kolumny 1 znajduje si¢ srefa oddzielania oparéw
B od cyrkulujgcego we wngtrzu kolumny 1 zaggszczanego
roztworu. Strefa wznoszenia A roztworu i strefa opadania D
tworza wewnetrzny kontur cyrkulacji roztworut w kolumnie
1. Z dolnej czeéci kolumny 1 wyprowadzony jest rurociag
g laczacy te kolumng 1 z pompa recyrkulacyjng 6 i dalej,
poprZez rurociag b, z przeponowym podgrzewaczem
zatezanego czynnika 5. Podgrzewacz 5 polaczony jest ru-
rociagiem ¢ z dolnj czgsdcia strefy wznoszenia A roztwort
w kolumnie 1. .

Rurociagi f stuza do doprowadzania i odprowadzania
czynnika grzejnego, zasilajacego podgrzewacz 5. Rurociagi
g, b i ¢ wraz z pompa recyrkulacyjng 6 i podgrzewaczem 5
tworzg zewngtrzny kontur cyrkulacji zat¢Zzanego roztworu.

W girnej czesci —kolumny 1 inajduje si¢ wlot rurociagu e,
shuzacego do odprowadzania wytworzonych w czasie dzia-
lania urzadzenia opar6w poza obr¢b kolumny wyparnej 1.

" W dolnej cylindrycznej czeéci 3 kolumny 1 znajduje sie

wlot rurociaggu d shizacego do odprowadzania zageszczo-
nego roztworu z kolumny wyparnei 1. Do rurociagu g
przylaczony jest wylot rurociagu a, stuzacego do dopro-
wadzania do urzadzenia $wiezych porcji niezatg¢zonego
jeszcze czynnika.

~ Opisane urzadzenie dziala w sposéb nastepujacy. Roz- -
cieficzony roztwdr, poddawany zatezaniu, przykiadowo
rozceficzone odcieki pofiltracyjne doprowadzane s3 ruro-
ciagem a do zewnstrznego konturu cyrkulacji roztworu.
W konturze tym cyrkuluje cze$é roztworu pobierana ruro-
ciagiem g z dolnej cze¢éci strefy opadania D w kolumnie 1.

. Roztwér ten przy pomocy pompy cyrkulacyjnej 6 prze-

tlaczany jest rurociagiem b do podgrzewacza roztworu 5,

_ gdzie nastgpuje podwyzszenie jego' temperatury, jednakze

w stopniu n‘e powodujacym jeszcze wrzenia tego roztworu.
Podgrzany w podgrzewaczu- 5 roztwdr Kkierowany jest
dalej rurociagiem ¢ do dolnej czeéci strefy wznoszenia A
w kolumnie 1. W strefie tej nastgpuje zmieszanie strumie-
nia podgrzanego roztworu, doprowadzonego rurociggiem c
z wielokrotnie oden wigkszym, a przy tym chlodniejszym
strumieniem nasyconego roztworu, cyrkulujacego wewnatrz
kolumny 1 w jej wewngtrznym konturze cyrkulacyjnym.
Powoduje to niewielki wzrost temperatury roztworu ply-

- nacego w strefie wznoszenia A ku gérze kolumny 1, co

umozliwia rozpoczgcie wrzenia tej czg¢éci roztworu jeszcze
we wnetrzu przegrody 4, to jest w strefie wznoszenia A,
znaczn'e ponizej swobodnego poziomu cieczy w kolumnie
1. Oznacza to, ze gdrna cze$¢ strefy wznoszenia A wypel--
niona jest mieszan'ny wrzacego roztworu i wydzielajacej
si¢ zen pary o $redniej gestosci nizszej niz gcstoéé' roztworu
w strefie opadania D. Opary wytworzone w gdrnej czeéci
strefy wznoszenia A s3 od tego roztworu oddzielane w strefie.
oddzielania oparé6w B i rurociagiem e ki@rowa.nc na zew-,

. natrz kolumny wyparnej 1. Pozbawiony tych oparéw czyn-
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nik jest natomiast zawracany do strefy opadania D w ktdrej.
plynie w dol, powracajac do dolnej czgéci strefy wznoszenia
A. Niewielka czg§¢ powracajacego w strefie opadania D-
czynnika jest poprzez rurociag g odprowadzana do zew-
netrznego konturu cyrkulacyjnego. Réwniez niewielka..
cze$c tégo roztworu okre§lona wymaganiami bilansu masy,.
jest kierowana rurociagiem d na zewnatrz urzadzenia..
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Silag napedows dla intensywnej cyrkulacji roztworu wew-
natrz kolumny wyparnej 1, w jej wewngtrznym konturze
cyrkulacyjnym, jest do$¢ zmaczna rdéznica cisnien hydro-
statycznych, wywieranych przez slup cieczy w strefie
opadania D i przez slup mieszaniny cieczowo-parowej
w strefie wznoszenia A.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do ciaglego zatezania odciekéw pofiltra-
cyjaych, zwlaszcza w cukrowniach, w szczegdlnosci przy
odcukrzaniu melasu, skladajace si¢ z kolumny wyparnej,
zewnetrznej pompy recyrkulacyjnej i zewngtrznego, prze-
ponowego podgrzewacza zaggszczanego roztworu, zna-
mienne tym, z¢ kolumna wyparna (1) sklada si¢ z cylin-
drycznej czeéci gornej (2), z cylindrycznej czgsci dolnej (3)
umieszczonej wspolosiowo z czgscig goérng (2), lecz posia-
dajacej mniejszg od tej czgsci (2) $rednice oraz z cylindry-
cznego kanatu cyrkulacyjnego (4), umieszczonego wspélosio-
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wo z czeécia dolna (3), lecz posiadajacego mniejsza od tej
czeéci dolnej (3) $rednice.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, Ze
dolna czg$¢ cylindrycznego kanatu cyrkulacyjnego (4)
kolumny (1) polaczona jest z podgrzewaczem roztworu
(5) za pomoca rurociggu (c).

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze
dolna cz¢$¢ kolumny wyparnej (1) polaczona jest z zew-
netrzng pompa recyrkulacyjng (6) za pomoca rurociagu
(8), do ktérego doprowadzony jest rurociag (a), doprowa-
dzajacy rozciericzone odcieki do zageszczenia.

4. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, Ze
wylot rurociagu (e), odprowadzajgcego opary, umieszczony
jest w najwyzszej czeéci kolumny wyparnej (1).

5. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, Znamienne tym, ze
wlot rurociagu (d), odprowadzajacego na zewnatrz zage-
szczony roztwdr, umieszczony jest w dolnej czesci (3)
kolumny wyparnej (1).
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